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摘要(译)

本发明涉及一种组织(70)的分析方法和设备，包括：－用在聚焦区域(40)
聚焦的光照射组织(70)；－将从聚焦区域(40)返回的光采集到第一探测设
备(100A)中，该第一探测设备(100A)被设置为在第一探测区域(140A)上
通过共焦光谱法仅采集从聚焦区域(40)返回的光，以生成包含关于组织
(70)的光学属性的信息的第一信号；－将从聚焦区域(40)散射到至少第二
区域(60)、从第二区域(60)返回的光收集到第二探测设备(100B)中，该第
二探测设备(100B)被设置为在第二探测区域(140B)上仅采集从第二区域
(60)返回的光，以生成第二信号，－使用第一和第二信号以获得关于在聚
焦区域(40)和第二区域(60)之间的区域中的组织(70)的散射和/或吸收系数
的信息。由于本发明，能够收集关于组织的散射和/或吸收属性的信息。
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